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Выполнены поляризационные измерения профилей спектральной линии нейтрального гелия НеI 447.1 нм. Указанная линия излучается из периферийных областей плазмы токового слоя. Регистрировались спектры излучения гелия с двумя линейными поляризациями, одна из которых была ортогональна поверхности токового слоя, а другая была ориентирована вдоль силовых линий двумерного магнитного поля параллельно поверхности токового слоя. Зарегистрированные спектральные профили включали в себя как дипольно-разрешенную спектральную компоненту с интенсивностью 
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, так и дипольно-запрещенную спектральную компоненту с интенсивностью 
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). Было получено, что отношение интенсивностей 
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  дипольно-запрещенной и дипольно-разрешенной спектральных компонент для поляризации излучения, параллельной поверхности токового слоя, превышает аналогичное отношение интенсивностей 
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  для поляризации излучения, ортогональной поверхности токового слоя, в среднем на 15%. Было также зарегистрировано, что в «красном» крыле интенсивность экспериментальных профилей дипольно-разрешенной спектральной линии в среднем выше, чем интенсивность соответствующих теоретических профилей, рассчитанных с учетом штарковского уширения в индивидуальных электрических микрополях заряженных частиц плазмы. Указанный эффект хода интенсивности в «красном» крыле был также сильнее выражен для профилей линий излучения, имеющего поляризацию параллельно поверхности токового слоя. Отмеченные выше поляризационно-спектроскопические эффекты свидетельствуют, что в периферийных областях токового слоя существуют анизотропные электрические поля, направленные вдоль силовых линий двумерного магнитного поля параллельно поверхности токового слоя. На основе анализа экспериментальных профилей спектральной линии гелия НеI 447.1 нм получены данные о характерной напряженности таких анизотропных электрических полей.
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